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Zplsob odstrandni nestability fotoketod na bédzi alkaliskych kovld & sniZeni Sumu

Vyndlez se tykéd zpleobu odstransni nestability fotoketod ne bdzi aikalickjch kovi
a snifen{ Sumu u vekuovych elektronek s fotokatodou, zejména fotondsobildl, snimacich te-
leviznich elektronek & zesilovedd jasu,

Fotokatody ne bédzi alkalickych kovi, které tvoPl zdkledni funkéni prvek v optickych
elektronkdch, vykezuji Yasto nestabilitu integrdlni a spektrdlni citlivosti, kterd se
projevujefzhoréenim parametrd uvedenych elektronek a zvySenim jejich vymétu. Fotokatody
ge zhotovuji obvykle ne vnit¥ni éésti gklendné banky elektronky, & to tak, %e tenkd vrst-
ve nape¥eného antimonu se aktivuﬁe pFi tlaku 1078 a3 10™° Pa & zvysensd teplotd parami
jednoho nebo vice alkalickych kovd Na, K, Rb, Cs, pPidem? vznikd intermetalickd sloude-
nina tveru Sb M3, kde M je oznadeni alkelického kovu, kterd odpovidd i optimélni citli-
vosti zhotovené fotokatody. MnoZstvi alkalického kovu ve vrstvé je velmi kritické, tekie
nepatrné odchylky od tohoto stechiometrického pomdru vedou ke sniZeni citlivosti fotoke-
tody., P¥i tomto aloZitém e pro kaZdou elektronku specifickém technologickém postupu, kdy
je snahou doséhnout optimdlniho sladéni viech ostetnich funkinich prvkd elektronky Jjeko
dynod nésobide, luminiscendniho stinitke, elektronové trysky s fotokatodou, dochdzi Zag-
to k nedm&rné edsorpei alkealickych kovd na vnit¥nich sténdch banky & souldstkéch umistd-
nych uvnit¥ elektronky, p¥ifem# vezba tdchto adsorbovanych kovli k povrchim neni pevné,

nebof nejde o chemickou nebo -fyzikdlni vezbu. Po odtaveni elekironky vytvdreji tyto nad-
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mérnd adiorbované alkalické kovy difidzi nebo migreci nejen pokles citlivosti fotokatody,
ale zhorsuji i izoladni schopnosti mezi jednotlivymi elektrodami elektronoptického systé-
mu & neiddoueim zpisobem zvyduji sloZku Bumu, Vznik iontd nésledkem bombardu souddstek

s sdsorbovenym alkalickym kovem rychlymi elektrony rovné% zhorduje Sumové vlastnosti elek-
tronky & ohroZuje i citlivost fotokatody zpétnym dopadem kladnjch iontd, Takové elekiron-
ky nejsou pro provoz pouZitelné a tyto zdvady se podstatnou m&rou podileji na vysokém
vym&tu p¥i jejich vyrobdE,

Uvedené nedostatky odstranuje zpisob podle vyndlezu, JjehoZ podstate spodivd v tom,
%e se pozvolnym pPipdfenim antimonu vytvo¥i ve fotoketodd a soudasné i na nestinénych
$dstech elektron-optického systému p¥ebytek entimonu, slou¥iei jako d¥immy getr alkalic-
kfch kovd, pFifemZz se entimon pFipafuje a? do poklesu citlivosti fotokatody o 5 aZ 50 %

z jeji meximdlni hodnoty, h

Prednosti & vyS3i u¥inek zplsobu podle vyndlezu se jevi predevdim v tom, Ze umo¥nu~
je zhotovit fotokatody, které vykazuji bdhem skladovéni i za provozu velmi dobrou ste-
bilitu integrélnf a spektrdlni citlivosti, Elektronky s fotokatodou takto vyrobenou vy=-
kazuji ddle lepdi izoladni vlestnosti systému, niZ$i Bum i deldi Z¥ivotnost. Uvedenym zpl-
gobem podle vyndlezu se jednek podstatnd sniZi vymét p#i sériové vyrobd elektronek s fo-
tokatodou, jednak tento zplsob umo¥nuje opravit i odtavené elektronky, které jiZ byly
2 hlediske ¥umu &i nestability vyiazeny .

Princip vyndlezu lze objasnit ne p¥ikladech, pridem# prvni pifikled se tjkéd odstra-
néni nestability fotokatody a sniZeni Sumu w fotondsobide v procesu jeho vyroby:
Fotondsobi¥ se zpracovidvd na Serpacim za¥izeni p¥i tlacich 10"8 - 10" Pe p¥i zvySené te-
plotd, Zpracovéni spolivéd v soudesné vyrob& fotokatody s vysokou citlivosti a v ektivaci
systému dynod s optimdlnim ziskem. Stupen zpracovéni fotokatody Jje bdinym zpisobem posu-
zovén podle velikosti fotoproudu, kterj je odeditén ne mikroampérmetru v obvodu fotokato-
de - snoda, s pPiloZenym napétim nap¥, 200 Vss & p¥i osvétleni fotoketody stebilizovanym
svételnym zdrojem, nepi. Zérovkou 15 W, Zegileni systému dynod nésobile Je sledovédno p¥i
gni{Yeném osvétleni fotokatody na mikroempérmetru v obvodu anody systému po priloZeni cel-
kového nepdti na fotondsobi¥ nep¥iklad 1 kV. Odstrandni nestability & sniZfeni Sumu podle
vynélezu se provede po skonSeni ektivace fotokatody & systému, kdy po vypnuti pece se
elektronka nechd chlsdnout. PF1 teplotd fotondsobile, nap¥, 50 %¢, ochladime Zelni foto-
katodovou desku proudem vzduchu e pripaiime pozvolna antimon za soufasného gledovéni pri-
béhu zmény fotoproudu. Nape¥ovéni antimonu preruélme, je=11 dose%eno poklesu fotoproudu
05 a% 50 % 2z jeho maximdlni hodnoty, kteréd byla zaregistrovéna pred p¥ipa¥enim, nebo
které se objevi bdhem pozvolného pFipafovéni., Pokud fotoproud po tomto p¥ipafeni mé ten-
denci opdt rychle stoupet,.fekie napfikled po 1. minut& dosdhne pivodni meximélni hodno-
ty, Je moZno postup pripa¥eni entimonu Jjednou nebo vicekrét opaskovaet, s vyhodou potom pFi
teplotd fotondsobile 20 %¢, zhstévé-li hodnota fotoproudu stabilni nebo stoupd-1li jen
zvolna, ani? doséhle plivodni maximdlni hodnoty, je moZno fotonésobil odtavit od derpaciho
zerizeni, Napa¥eni prebytku antimonu ne fotokatodu e ne nestindnou ¥dst systému ke konel

operace pred odtevenim elektronky vytvé¥{ Q&inny getr alkalickych ¥kovl, které se mohou
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v prostoru elektronky po odtaveni uvolnit, a to jak b&hem skladovdni, tek i zkuSebniho

provozu,

Druhy p¥ikled vyuZiti zplsobu podle vyndlezu se tykd elektronek s fotokatodou, obsa-
hujicich vestavény vypeFovad antimonu, nap¥. fotondsobidl, zesilovgdl jasu obrazu, tele-
viznich snimecich elektronek, které byly JjiZ odtaveny od Serpaciho stojanu a nevyhovuji
pYejimacim podminkém z hlediska Sumu, nestability fotokatody p¥ipadné nedostatedné elek-
trické pevnosti elektron-optického systému:

Elektronke se umisti na vhodny stojan pod pec a provede se jeji zmpojeni, které je shod-
né jeko p¥i jejim zprecovédni ne &erpacim zaiizeni., PPed fotokatodu se umist{ svételny
zdroj do vhodné vzddlenosti a mezi fotokatodu & anodu se vloZ{ stejnosmérné napdti, nap¥,
200 V, & zapoji se mikroempérmetr pro odeditdni fotoproudu pHi osvdtleni fotokatody. Elek-
tronke se vyhfeje po dobu pot¥ebnou k proh¥dti konstrukénich dilli, nap?. 10 a% 120 minut
ne teplotu 50 °C a¥ 150 ¢, nae? se provede zchlazeni té Sdsti banky, na které je foto-
katode deponovéna, Fotokatoda se osvdtli a na mikroampérmetru se sieduje fotoproud b&hem
pozvolného p¥ipaFovén{ entimonu, NepaPfovdni se pPerusi, je;li dosafeno poklesu fotoprou:
du o 5 a¥% 50 % z Jeho meximdlni hodnoty. Zlstévd-li hodnota fotoproudu po pripaFeni sta-
bilni nebo stouﬁé-li Jen zﬁolna, pec se vypne & elektronka se nechd vychladnout., Pokud
fotoproud mé tendenci rychle stoupat, tekZe nep¥., po 1 minuté doséhne pivodni meximglni

hodnoty, je mo¥no postup ochlazeni fotokatody & pozvolného pripaieni entimonu opskovat,

PREDME? VYNALEZU

1. ZpGsob odstrendni nestability fotokatody na bdzi alkalickych kovd & sniZeni Sumu u va-
kuovych elektronek v procesu Jejich viroby nebo u ji¥ odtevenych vakuovych elektronek,
zejméne fotondsobidd, televiznich snimacich elektronek a zesilovedh jasu, vyznaleny
tim, Ze se pozvolnym p¥ipa¥enim entimonu vytvofi ve fotokatodé a soudasné i na nesti-
nényeh déstech elektronoptického systému pPebytek antimonu, slouZici jako ulinny getr
alkalickych kovﬁ,.pfiéemé gse antimon pP¥iparuje af do poklesu citlivosti fotokatody
05 a% 50 % z jeli maximdlni hodnoty. '

2, Zpisob podle bodu 1, vyzneleny tim, Ze pozvolné p¥ipafeni entimonu se provéddi p¥i te-
plot¥ ni%3{ ne? je teplota, p¥i které je fotokatoda vyrdbéne, s vyhodou p¥i pokojové
teploté,

3. Zptsob podle bodh 1 & 2, vyznaSeny tim, %e pozvolné p¥ipafeni entimonu se provéddi opa~-
kovené,

4, Zptisob podle bodld 1 a% 3, vyzneleny tim, Ze pozvolné pripa¥eni antimonu se provede

u Serpané elektronky jako konedné operace pfed jejim odtavenim od gerpaciho za¥izend,

5, Zptsob podle bodl 1 a¥ 3, vyznaleny tim, Ze pozvolné p¥ipa¥eni antimonu u odtavené
elektronky se provede aZ po pPedchozim vyh¥dti elektronky po dobu 10 aZ 120 minut ne
teplotu 50 © a% 150 °C a po zchleézeni té Zdsti banky, ne které je fotokatoda depono-
véne.,
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